






















































专利名称(译) 液晶显示单元结构包括在第一数据线段上方的图案化蚀刻停止层

公开(公告)号 US8339559 公开(公告)日 2012-12-25

申请号 US13/466195 申请日 2012-05-08

[标]申请(专利权)人(译) 友达光电股份有限公司

申请(专利权)人(译) 友达光电.

当前申请(专利权)人(译) 友达光电.

[标]发明人 LEE LIU CHUNG
LIN HSIANG LIN
HUANG KUO YU

发明人 LEE, LIU-CHUNG
LIN, HSIANG-LIN
HUANG, KUO-YU

IPC分类号 G02F1/136 G02F1/1343 H01L29/04 H01L29/15 H01L31/00 H01L27/14 H01L31/036 G02F1/1333 
H01L29/10

CPC分类号 G02F1/13458 G02F1/136227 H01L27/1288 H01L27/1255 H01L27/124 G02F2001/136218

审查员(译) ROBINSON，MARK

优先权 096150764 2007-12-28 TW

其他公开文献 US20120218489A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种液晶显示单元结构及其制造方法。液晶显示单元结构包括图案
化的第一金属层，其具有第一数据线段和基板上的栅极线;覆盖第一数据
线和栅极线的图案化介电层，其中具有多个第一开口和第二开口，图案
化的蚀刻停止层具有位于第一数据线段上方的第一部分和第二部分;图案
化的第二金属层包括公共电极线，第二数据线段，源电极和漏电极，其
中图案化的蚀刻停止层的第一部分位于第一数据线段和公共线之间;图案
化的钝化层和图案化的透明导电层。
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